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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для нанесения тонких пленок, включающее вакуумную камеру (1),

соединенную с системой напуска (2) рабочего газа, расположенные в ней
подложку (3), тело катода (4), мишень (5), магнитную систему (6) магнетрона,
находящуюся за мишенью (5) и предназначенную для генерации магнитного поля (7),
и дополнительные магниты (8), предназначенные для генерации внешнего магнитного
поля (9), отличающееся тем, что мишень (5) выполнена с размерами, сопоставимыми с
размерами подложки, дополнительные магниты (8) закреплены стационарно за
подложкой со стороны, противоположной телу катода (4), а тело катода (4)
неподвижно закреплено на проставке (10) из немагнитного материала.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подложка выполнена в виде пластины
с диаметром 150 мм.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что магниты (8) закреплены за подложкой
на расстоянии 145 мм от поверхности мишени.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что высота проставки (10) из
немагнитного материала составляет 75-80 мм.
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